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Odparowywanie lub podgeszczanie w u-
rzadzeniach metalowych cieczy nagryzaja-
cych te metale jest mozliwe wéwczas, gdy
powierzchnia metaliczna, stykajaca sie z
ciecza, bedzie miala w swych wszystkich
punktach stale temperature wyzsza od tem-
peratury wrzenia danej cieczy. Na tej pod-
stawie opiera sig, np. metoda I. Moscickie-
go wedlug patentu Nr 1647. W metodzie
owej przez zastosowanie wielokrotnie wiek-
szej powierzchni pcbierajacej cieplo, niz
powierzchnia bezposrednio oddajaca ciepto
do odparowywanej cieczy, i przez uzycie
dostatecznie grubych $cian aparatu uzyska-
no warunki umozliwiajace odparowywanie,
np. kwasé6w mineralnych w naczyniach ze-
laznych ogrzewanych gazami spalenia.
Woéwczas bowiem ciepto pobierane przez

grube $cianki na duzych powierzchniach,
przechodzi do cieczy na powierzchniach
znacznie mniejszych tak, ze powierzchnie,
oddajace ciepto, mozna utrzymaé stosunko-
wo latwo w kazdem miejscu w temperatu-
rze wyzszej od temperatury wrzenia cieczy.
Okazato sie jednak, ze, przy uzyciu, jako
oérodka ogrzewajacego, pary wodnej pod
ci$nieniem, stosowanie tego sposobu natra-
fia na trudnosci, gdyz przy temperaturach
odpcwiadajacych technicznie tatwo dostep-
nemu ci$nieniu pary wodnej, t. j. ci$nieniu
15—18 atmosfer trudno uniknaé nagryzania
metalu przez ciecz zraca, np. przez kwas
azotowy. Przy doprowadzaniu bowiem
$wiezych ilosci zimnego kwasu na metalicz-
ne powierzchnie ogrzewane para wodna, ta
zimna ciecz cchladza owe powierzchnie



zbyt szybko tak, Ze nie mozna nadazyé z
doprowadzaniem ciepta, celem utrzymania
w kazdem miejscu powierzchni oddajacej
cieplo w temperaturze wyzszej od punktu
wrzenia odparowywanej cieczy. Aby unik-
naé wéwczas nagryzania metalu, mozna
wprowadzaé do aparatu kwas azotowy juz

grgany, spgsoh ten jednak nie jest prak-
{\@znﬁ\gdyz ? zewanie duzych
ilosci kwasu \{akujqc po tretale jest réwnie
trudne do przeprowadzenia w technice, jak
i odparowywanie takiego kwasu.

Niniejszy wynalazek umozliwia, w spo-
s6b nadajacy sie do wykonania na skale
techniczna, odparowywanie kwaséw i tym
podobnych cieczy nagryzajacych metale w
aparatach metalowych ogrzewanych para
wodna, ktérej ci$nienie nie przewyzsza na-
wet 15 atmosfer. Polega on na tem, ze w
tem miejscu, w ktérem doprowadza si¢ do
aparatu strumier cieczy cdparowywanej, u-
trzymuje sie¢ taka ilosé cieczy w stanie
wrzenia, by §wiezo doprowadzona ciecz, za-
nim jeszcze zetknie sig z §cianami ogrzewa-
jacemi, ogrzala si¢ dostatecznie przez zmie-
szanie si¢ z ciecza wrzaca. ,

Jako przyktad zastosowania tej metody
moze stuzyé ponizszy opis. Odnoény apa-
rat sktada sie, np. z grubosciennej rury ze-
laznej bardzo lekko nachylonej do poziomu,
ogrzewanej zewnetrznie para wodna i w
tym celu otoczonej plaszczem, do ktorego
doprowadza sie stale par¢ wodna pod ci-
énieniem. U wyzej potozonego korica rury,
w miejscu, w ktérem doprowadza si¢ do a-
paratu strumien rozcieficzonego kwasu azo-
towego, znajduje sie silniejsze wklesniecie
cylindryczne, w formie malego zbiornika,
ktérego czeéé §cian jest wylozona od strony
wewnetrznej materjalem kwasotrwalym,
zle cieplo przewodzacym tak, ze gléwnie
tylko czesci odkryte stykaja sig z ciecza i
szybko oddaja jej ciepto. Kwasotrwala
wysciétka nie potrzebuje szczelnie przyle-
gaé do écian zbiornika, gdyz szczeliny mig-
dzy wysciétka a Scianami sa wypelnione

parami kwasu azotowego, ktére nie dopu-
szczaja tam plynnego kwasu; zatem prze-
chodzenie ciepta od $cian aparatu do cie-
czy odbywa si¢ gtéwnie na powierzchni nie-
przykrytej kwasotrwala wysciétka. Stru-
mieni stale doprowadzanego kwasu azoto-
wego doptywa do cieczy wrzacej w zbiorni-
ku i zanim zetknie si¢ z §cianami naczynia
ogrzewa si¢ do temperatury wrzenia, wsku-
tek czego nie moze zachodzié miejscowe ze-
tkniecie sig¢ §cian metalowych z zimnym
kwasem, tak, ze w tych warunkach kwas
nie powoduje korrozji écian naczynia. Pary
kwasu wraz z porwanemi ewentualnie kro-
plami cieczy uchodza rura do dalszej prze-
rébki. Poniewaz réwniez rura w kazdem
swem miejscu posiada temperature wysza
od punktu wrzenia kwasu, przeto i tam nie
moze nastapié korrozja zelaza. Ogrzewa-
nie aparatu odbywa sie¢ zapomoca pary
wodnej pod ciénieniem. Aby uzyskaé moz-
liwie najwieksza szybko§é oddawania cie-
pla przez pare wodna $cianom aparatu, na-
lezy od strony bezpoéredniego zetknigcia
sie écian z para wodna nadaé powierzchni
tych $écian taki ksztalt, aby skraplajaca sie
na nich woda mogta jaknajszybciej ociekaé.
Te szybko ociekajace skropliny moga bez-
posrednio zasilaé rezerwoar, w ktérym wy-
twarza sie pare wodna pod ciénieniem, stu-
zaca do ogrzewania aparatu.

Zalety tej metody polegaja na umozli-
wieniu stosowania, jako srodka ogrzewaja-
cego, pary wodnej. Sposéb ten pozwala
zatem na doprowadzanie duzych ilosci cie-
pta do powierzchni, stykajacych si¢ z odpa-
rowywana ciecza, i to w spos6b zupelnie
réwnomierny. Dzieki temu, metoda ta po-
siada wyzszo$¢ nad sposobami, stosujacemi
ogrzewanie, np. zapomoca gazéw spalenia.

Zastrzezenia patentowe.
1. Metoda odparowywania w urzadze-

niach metalowych cieczy nagryzajacych te
metale zapomoca utrzymywania powierzch-



ni, stykajacych sie z ciecza odparowywana
w temperaturze przewyzszajacej tempera-
ture wrzenia danej cieczy, znamienna tem,
ze ogrzewanie odbywa si¢ zapomoca pary
wodnej pod ci$nieniem, przyczem w tem
miejscu, w ktérem doprowadza sie do apa-
ratu strumiefi cieczy odparowywanej, u-
trzymuje sig taka ilo§¢ cieczy w stanie
wrzenia, by §wiezo doprowadzana ciecz, za-
nim zetknie si¢ z $cianami ogrzewajacemi,

cgrzala si¢ dostatecznie przez zmieszdnie

si¢ z ciecza wrzaca. A

2. Metoda wedlug zastrzezenia 1, zna-
mienna tem, ze w tem miejscu, gdzie utrzy-
muje sie wieksza ilo§é cieczy w stanie wrze-
nia, powierzchnie oddajace ciepto sa cze-
$ciowo wylozone materjalem kwasotrwa-
lym, Zle ciepto przewodzacym.

I. Moscicki.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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